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Abstract (en)

The invention relates to a process for the mechanical removal of radioactively contaminated surface layers of nuclear installations. Mechanical
processes of decontamination in which layers are removed lead to large quantities of secondary waste. A process for the mechanical removal of
radioactively contaminated surface layers is proposed which is characterised by a low incidence of secondary waste which is easy to process. In
this case, the mechanical removal is performed by one or more high-velocity water jets directed onto the surface of the contaminated object. In
this process, only a small amount of water is required as the cutting medium, and it is, moreover, continuously recycled. The device for carrying
out this process has a water-jet device (13), which is provided with one or more nozzles (15) and which is connected to a device (4) for generating
high pressure. Arranged upstream of the water-jet device (13) is a feed device (6) which moves the object to be processed in a controlled fashion.
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Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum mechanischen Abtragen von radioaktiv kontaminierten Oberflachenschichten kerntechnischer Anlagen.
Mechanische, Schichten abtragende Dekontaminationsverfahren verursachen den Anfall von groBen Mengen Sekundarwaste. Es wird ein Verfahren
zum mechanischen Abtragen von radioaktiv kontaminierten Oberflachenschichten vorgeschlagen, das sich durch einen geringen Anfall von

einfach aufzuarbeitendem Sekundarwaste auszeichnet. Dabei wird das mechanische Abtragen durch einen oder mehrere auf die Oberflache des
kontaminierten Gegenstandes gerichtete Hochgeschwindigkeitswasserstrahlen vorgenommen. Bei diesem Verfahren ist nur eine geringe Menge
von Wasser als Schneidmedium notwendig, das auBerdem sténdig rezykliert wird. Die Vorrichtung zur Durchflihrung dieses Verfahrens weist

eine mit einer oder mehreren Disenkdrpern (15) versehene Wasserstrahlvorrichtung (13) auf, die mit einer Hochdruckerzeugungseinrichtung (4)
verbunden ist. Vor der Wasserstrahlvorrichtung (13) ist eine den zu bearbeitenden Gegenstand gesteuert bewegende Apparatevorschubvorrichtung

(6) angeordnet.
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